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(54 Sposob pripravy svetlocitlivej kopirovacej vrstvy pre fotomechanické negativne
tladové dosky

1

Vynflez sa tyké sﬁbsobu pripravy svetlocitliveJ kopirovacej vrstvy pre fotomecha-
nické negativne tladové dosky.

Tvorba kopirovaného obrazu je zaloZend na presieteni lineérnych makromolekul pri-
rodnéhb, alebo ayntetického kauduka Biradikélnych oxidadnych produktov buténu - 1,
buténu ~ 2 a buténue.

V stlasnom obdobi sa na vyrobu kopifovacich vrstiev pouZivajd zloZité polymerné kom=
pozicie. Opticky zéznam je sprostredkovany zosietenim refazovych molekil polymetov na
osvetelenych miestach fotoreaktivnym siefovacim dinidloms Hustota vanikajlcej siete zavisi
od mnoZstva absorbovanjch svetelnjch kvénte Ako siefovacie 3inidlé sa pouZivaju zloZité

organické zlileniny ako azidy, diazidy a spiropyrény.

ZévaZnym nedostatkom doteraz pouZivanych postupov je zlo¥itos¥ vyuZivanych kompozi-
cii, ich nérodné piiprava z hladiske konkrétnej tehcnoldgie a vysoké cenas

Tieto nedostatky v podstatnej miere odstrafuje sposob piipravy svatloéitlivej kopi~
rovace] vrstvy pre fotomechanické negativne tlafové dosky podla vyndlezu, ktorého podsta=~
ta époéivé v tom, %e sa svetlocitlivéd vrstva pripravi z polybutadienu, polychloropénu a
kopolymérov butadienu posobenim difenylderivatov butédnu a buténu v mnoZstve 1 aZ 10 %
hmotnostnyche .
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Pripraveny svetlocitliv§ roztok se nanesie na upraveny povrch budicej tladove]
platne a vrstva sa neché vyschnife Do vrstvy sa kpiruje ¥ladan§ obraz UV %iarenim. Vy~-
kopirovan§ obraz sa vyvolé vhodnou vyvoJjkoue

Piiklad 1

2%y roztok chloroprénového kauduku v tetrachldrmeténe & 1,3 = difenyl -~ 1 - butén
v mhoZstve 2,5 % vzhfadom na-hmotnost polyméru sa dokladne zhomogenizuji a uchovévaju
bez pristupu svetlae Svetlocitlivy roztok sa nanesie na hlinikovy eloxovany povrch Ztan-
darndnej tladovej platne v horizontAlnej odstredivke prl 50 otédkéch za minutu. Navrst-
vené deska sa vysudi p¥i teplote miestnosti ta 1/2 hodiny. Vykopirovanie obrazu sa pro=-
vedle prosvietenim vybraného negativu intenzivaym zdrojom (4000 W) zo vzdialenosti 90 cm.
Expozidné dobe Je 2 mimity. Osvetelné vratva se tepslne spracuje vyhrievanim v termosta~
te vytemperovanom na teplotu 110 %¢ po dobu 10 minGte Vykopirovany obraz sa vyvoléva
vyvojkou, ktorej podstatnmi sas¥ tvoria chloroform a trichloretyléne

Priklad 2

Polymérna zlo¥ka svetlocitlivého roztoku je:rovnaké gko v priklade le Druhou zloZ-
kou je 2,4 difenyl = 2 = butén v mnoZstve 2% hmotnostanyche VZhiadqm na chloroprénovy
kauduke Podobne ako v predchédzgjucom, v tomtovaj v nasledujicich prikladoch je potreb=-
né uchovéva® svetlocitlivé roztoky v tmee Ovrstveny hlinikovy podklad sa oZaruje vysoko-
tlakovou Hg vybojkou (200 W) zo vzidalenosti 30 cm po dobu 2 minute. Vykopirovany obraz

sa spracuje rovnako sko v priklade L.

Priklad 3

2,5%§ roztok polybutadiénu a 1,3 - difenylbuténu v mno¥stve 3 % , vzhladom na poly-
nér sa zmieXajt v benzéns. Hlinikov§ podklad tladovej dosky sa ovrstvi poliatim a vysu=—
Benim rozpus¥ladlas Kopirovanie negativneho obrazu sa prevédza zdrojom UV #iarenida (4000
.W) zo vzdialenosti 90 cm po docbu 90 sqyﬁnd. Vyk0piro§any obraz sa tepelne spracuje p¥i
teplote 130 °C po dobu 5 minit. Nezosieten& polymérna zlofka sa odstréni z povrchu plﬁtne
rozpistanim v toludne, 3im sa vykopirovany obraz vyvolé.

Priklad 4 N

Kopolymér butadiénu so styrenom obsahujlcl 25 % hmotnostnych styrénu sa rozpusti
v chloroforme na 3%ny roztok, ku ktorému sa pridé chloroformovy roztok 1,3 = difenyl = 1 -
buténu v mnoZfstve odpovedajucom 5 % hmotnostnych vzhladom na kopolymér.'0vrstvenié platne
sa prevedie ; horizontdlnej odstradivkes Vykopirovanie, tepelné spracovanle a vyvoldvanie

obrgzu sa prevédzra postupom zhodnym ako v priklade 3.

V§hodou navrhovaného sposobu podfa vyndlezu Je jednoduchos€ piipravy svetlocitlive]
kompozicie, nizka cena a Jjednoduch4d manipuldcise K ovrstveniu moZno vyuiit uf Jestvujice

zariedenia polygrafickfch prevédzoke Navrhované kompozicia sa vyznaduje velkou ostrosfou
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kresby, vsokou mechanickou pevnostou ziskaného reliéfného obrazu a jednoduchosfou vyvolé-

vacieho postupu.

PREDMET VYNALEZU

Sposob pripravy svetlocitlive] kopirovacej vretvy pre fotomechanické negativne tla-
gové dosky, vyznalujice sa tym, Ze sa svetlocitliva vrstva pripravi z polybutadiénu,
polychloroprénu a kopolymerov butadienu posobenim difenylderivatov buténu a buténu v
nno¥stve 1 aZ 10 % hmotnostnyche
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